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NOVELTY - Cosmetic composition comprises an oil-in-water cosmetic 
support containing naphthalenic compound (s) of triplet excitation 
energy 56-61 kcal/mol and a photoprotective containing a 
hydroxyphenylbenzotriazole UV filter system. 

USE - The derivatives are used in self -tanning cosmetic 
compositions to protect the skin, filter UV radiation, particularly 
solar radiation, and to increase filtering ability and the compositions 
are used in the production of compositions protecting skin and/or hair 
against UV, particularly solar UVA, radiation (all claimed) . 

ADVANTAGE - The filtering and skin protection are improved, 
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COMPOSITIONS FILTRANTfeS CONTENANT ^'ASSOCIATION D'UN COMPOSE 
NAPHTALEMQUE ET D'UN FILTRE UV DERIVE 
D'HYDROXYPHENYLBENZOTRIAZOLE 

..'invention conceme des compositions cosm6tiques a usage £pique en Pa^culier pour 
la DhotoDrotection de la peau et/ou des cheveux. caractens6es par le fait qu eues 
^mSenf dans un support cosmetiquement acceptable notamment de type hu.le- 
SSmS UW au moins uncompose naphtalenique ayant une t™?"**™*™™* 
motet allar. de 56 kcal/mol a 61kcal/mol et (b) au moins un systeme photoprotecteur 
Splblf de fittrer les rayons UV contenant au moins un filtre UV organ.que du type denve 
d'hydroxyphenytbenzotriazole. 

invention conceme egalement leur application a la protection de la peau et des cheveux 
contre les effets du rayonnement ultraviolet. 

On sait que les radiations lumineuses de longueurs d'onde comprises entre 
280 nm et 400 nm permettent le brunissement de I'epiderme humam «^^SS?7Jv 
lonouVurs d'onde comprises entre 280 nm et 320 nm. connus sous la denom.nat.on d UV- 
^^uSTdU erythemes et des brOlures cutanee s qui peuven nu.re au 
Leloppement du bronzage nature! ; ce rayonnement UV-B do.t done etre filtre. 

On sait eoalement que les rayons UV-A. de longueurs d'onde comprises entre 320 nm et 
S?0 nm 7? pSS-i! le brunissement de la peau. sont suscepbbles d'.ndu.re une 
aSraUon de celle-ci. notamment dans le cas d'une peau sensible ou dune peau 
con«nuellem^nt exposee au rayonnement solaire. Les rayons UV-A provoquent en 
Srttulter une oerte d'elasticite de la peau et ('apparition de rides conduisant a un 
S3£2^P»S^^2^ le declenchement de la reaction » ^em^euse ou 
amo ifient cette reaction chez certains sujets et peuvent meme etre a lorig.ne de 
SdSS phototoxlques ou photo-aUergiques. I. est done souhaitable de filtrer auss. le 
rayonnement UV-A. 

De nombreuses compositions cosmetiques destinees a la photoprotection (UV-A et/ou 
UV-B) de la peau ont ete proposees a ce jour. 

Ces compositions antisolaires se presented assez souvent sous la forme dune emulsion 
d^ty?e KSans-eau (e'est a dire un support cosmetiquement acceptable cons .tuj 
tfune ohase continue dispersante aqueuse et d'une phase d.scon .nue d.spersee 
nuTeuse) qui cogent, a des concentrations diverses, un ou plusieurs filtres organ.ques 
class^ues l^pophiles et/ou hydropses, capables d'absorber selecttvement les 
rayonnements^JV nocifs. ces filtres (et leurs quantites) etant selecbonnes en fonct.on du 
fatfeur ^^Je protection solaire recherche (le facteur de protection solaire (SPF s'expnman 
mamema« q P uement par le rapport du temps d'irradiation necessa.re pour atte.ndre le seu. 
e^hematogene avec le filtre UV au temps necessa.re pour atte.ndre le seu.l 
erythematogene sans filtre UV). 

La Demanderesse a decouvert. de facon inattendue et surprenante que I'utiHsation d'un 
com^rnaphllenique ayant une enSgle de niveau excite triplet allant de 56 kcal/mol a 
61 SmorSans une composition antisolaire comprenant au moms un filtre UV du type 
dlrivVd'hydroxyphenylbenzotriazole. permettait d'augmenter de aeon substanfelle son 
niveau de protection vis a vis des effets induits par les radiations UV-A 



Cette decouverte est a la base de la presente invention. 
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Par systeme photoprotecteur capable de fillrer les rayons UV, on entend par tout 
systeme constitue d'un ou plusieurs composes organiques et/ou composes minora, iv 
filtrant les radiations UV (UVA et/ou UV-B). composes mineraux 

Ainsi. conformement a I'un des objets de la presente invenUon, il est maintenant propose 

n ?,;ZT 5 com , p ° S,t, ? nS cosm ? tit ' ues ou dermatologiques, en particulier antisolaiS 
qui son essentiellement caracterisees par le fait qu'elles comprennent, dans un support 
cosmetiquement acceptable : suppon 

(3) de sTfcaim^ ayanl Une ' nergie de n,Veau excit6 trip,el a,?ant 
(b) au moins un systeme photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au 
moms un filtre UV organique du type derive d'hydroxyphenylbenzotriazole. 

La presente invention a egalement pour objet Putilisation de telles compositions pour la 
fabncation de compositions cosmetiques destinees a la protection de la peau et/ou des 
cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire. 

La presente invention a egalement pour objet I'utilisation d'un compose naphtalenioue 
ayant une energie de niveau excite triplet allant de 56 kcal/mol a 61 kcal/mol dans la 
preparation d'une composition cosmetique ou dermatologique photoprotectrice 
comprenant au moins un filtre UV organique du type derive d'hydroxyph^nyN 
benzotnazole. dans le but d'augmenter son niveau de protection vis-a-vis des effete 
induits par les radiations UV-A 

D'autres caracteristiques. aspects et avantages de la presente invention apparaitront a la 
lecture de la description detaillee qui va suivre. apparanrom a la 

Les composes naphtaleniques conformes a I'invention ont une energie de niveau excite 
tnplet allant de 56 kcal/mol a 61 kcal/mol xciie 

Les energies de niveau excite triplet peuvent etre determinees par les techniques de 
perturbation par I oxygene ou de phosphorescence telles que decrites dans I'article de J 
Gonzenbach, T. J. Hill. T.G Truscott « The Triplet Energy Levels in UVA end IWB 
Sunscreens ». J. Photochem. Photobiol. B: Biol, vol 16. pages 337-379 (1992} La 
technique de pertubation par I'oxygene consiste a mesurer le spectre d'absorption UV 
d un compose lorsque celui-ci est place dans un environnement sous forte presston 

LZ?bilVJl. 2000 hP* /° US 068 condi « ons . »~ ^9les de selection du spin son" 
perturbees et I exposition du compose aux UV conduit au niveau excite triplet le plus bas 
• par excitation d.recte de l« etat fondamental. La longueur d'onde X (en pm) a feqVellete 
40 trans, ion s effectue est utilisee pour calculer I'energle du niveau triplet en kcal/mol oar la 
formule E= 28.635/X qui est derivee de requatfon E = hv ou E est I'enerate h S 
constante de Planck et v la frequence de Fonde electromagnetique. ' 

J2? ?!^ e «^ e P^° s P norescenc e se base sur le fait que de nombreux composes 
45 emettent une phosphorescence lore de la desactivation de leur niveau excite triolet En 
mesurant la longueur d'onde a laquelle la phosphorescence intervient les enemies de 
niveau excite tnplet peuvent etre calculees comme precedemment. Les eneraies de 
niveau excite triplet peuvent etre determinees en mesurant les spectres de 

^? s ^.^i£ s %%?r R - A Fort • * 71,8 chem,si 
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Les composes naphtaleniquesj conformes a I'invention peuvent etre choisis parmi les 
composes comprenant au moins un motif rSpondant a la structure suivante : 

O 



dans laqueile : 

5 A, identiques ou differents, designent un atome d' hydrog^ne, un groupe OR t ; un groupe 
NR 2 R 3 ou un cation M 
x est un nombre de 1 A 8 ; 
y est un nombre de 0 a 7 avec x + y £ 8 ; 

B, identiques ou differents, d6signent hydrogfene, OR t ; un groupe NR 2 R 3 ou un groupe 
10 -(C=0)Ri; 

Ri, R2. R3, identiques ou differents, designent hydrog6ne ; un alkyle en Ci-C 30 , Iin6aire ou 
ramifie acyciique ou cyclique, 6ventuellement interrompu par un ou plusieurs 
h6teroatomes et eyentuellement substitu& par un ou plusieurs groupements B differents 
d'hydrog6ne ; un alc6nyle en C2-C30. lineaire ou ramifte acyciique ou cyclique, 

15 6ventuellement interrompu par un ou plusieurs h&eroatomes (tels que O, S, N) et 
6ventuellement substitu6 par un ou plusieurs groupements B differents d'hydrogdne ; un 
groupement aryle, aralkyle ou alkylaryle en Ce-Cso , 6ventuellement substitu6 par un ou 
plusieurs groupements B differents d'hydrog6ne ; un h6t6rocycie en C3-C12 , 
6ventuellement substitu6 par un ou plusieurs groupements B differents d'hydrog^ne ; un 

20 halog6ne (tel que fluor, brome ou chlore) ; un groupe nitrile ; un groupe amino un 
groupe nitro ;un groupe cyano ; un groupe SQ 3 H ou SO3M ; un groupement comportant 
au moins un atome de silicium ; 

M repr^sente un cation de m£tal alcalin, de m6tal alcalino-terreux, un groupe ammonium 
ou un reste d'amine ou d'alcanolamine quaternis6e. 

25 

Parmi les composes de formule (I) connus dans Tart anterieur et utilisables 
conformement d ('invention, on peut dter 

(1) les naphtaldehydes tels que : 

- le 1-naphtaldehyde, (disponible chez ALDRICH) 
30 - le 2-naphtald6hyde, (disponible chez ALDRICH) 

(2) les naphtones telles que 

- le 1-acetonaphtone (disponible chez ALDRICH) 

- le 2- acetonaphtone (disponible chez ALDRICH) 

35 

(3) les acides naphtalSne mono- ou polycarboxyliques et leurs sels tels que : 

- I'acide 1-naphtal6ne carboxylique (disponible chez ALDRICH-catalogue 1999-2000) ; 

- I'acide 2-naphtaIene carboxylique (disponible chez ALDRICH) ; 

- I'acide 1 -hydroxy 2-naphtalfene carboxylique (disponible chez ALDRICH) ; 
40 - I'acide 2-hydroxy 1-naphtal6ne carboxylique (disponible chez ALDRICH) ; 

- I'acide 3-hydroxy 2-naphtalfene carboxylique (disponible chez ALDRICH) ; 

- I'acide 6-hydroxy 2-naphtal6ne carboxylique (disponible chez ALDRICH) ; 

- I'adde 1,4-naphtal6ne dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) ; 

- I'adde 2, 3-naphtal£ne dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) ; 
45 - I'adde 2,6-naphtalene dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) 



<C— A^- 




(I) 



(B) 
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- I'acide 2,6-naphtatene dicarboxylique 

- I'acide 1 ,3-naphtalene dicarboxylique 

- I'acide 1,2-naphtaIene dicarboxylique 

- I'acide 1 ,5-naphtal6ne dicarboxylique 

- I'acide 1 ,6-naphtal6ne dicarboxylique 

- i'acide 1,7-naphtatene dicarboxylique 

- I'acide 2,7-naphtatene dicarboxylique 

- le sel de potassium de I'acide 4-sulfo 1,8-naphtalene dicarboxylique 

- I'acide 1 ,2,3-naphtaldne tricarboxylique 

- I'acide 1,2,3-naphtatene tricarboxylique 

- I'acide 1,2,4-naphtalene tricarboxylique 

- I'acide 1 ,2.5-naphtalene tricarboxylique 

- I'acide 1,2,6-naphtatene tricarboxylique 

- I'acide 1,2,7-naphtaiene tricarboxylique 

- I'acide 1.2,8-naphtalene tricarboxylique 

- I'acide 1 ,3,5-naphtatene tricarboxylique 

- I'acide 1 ,3,7-naphtal6ne tricarboxylique 

- I'acide 1 , 3 ( 8-naphtal6ne tricarboxylique 
• I'acide 1 ,4,5-naphtatene tricarboxylique 

- I'acide 1,4,6-2-naphtaIene tricarboxylique 

- I'acide 2,3,5-naphtatene tricarboxylique 

- I'acide 2,3.6-naphtalene tricarboxylique 

- I'acide 1 ,4,5.8-naphtatene tetracarboxylique (disponible chez ALDRICH) 

- I'acide 1 ,2.3,4-naphtalene t6tracarboxylique 

- I'acide 1,2.5.8-naphtalene tetracarboxylique 

- I'acide 1.3.6 t 8-naphtal6ne t6tracarboxylique 

- i'acide 1 ,4, 5,8-naphtatene tetracarboxylique 

- I'acide 2,3,6,7-naphtatene t6tracarboxylique 

( 11 iSLIST ?" ^'^^d'acide naphtafene mono- ou polycarboxylique tels que : 

- le dimethylester de I'acide 2. 3-naphtalene dicarboxylique 

- le dimethylester de I'acide 2,3-naphtalene dicarboxylique 

- le m6thylester de I'acide 2-naphtal6ne carboxyiique (disponible chez ALDRICH). 

(5) les mono- ou polyamides d'acide naphtaldne mono- ou polycarboxylique tels que le 
diamide de I'acide 2,3-naphtalene dicarboxylique. q 

2L^ t,liS ? ra P r6 f 6r f n «eltement les diesters et polyesters d'acide naphtafene 

dicarboxylique d'alcool, de diol ou de polyglycol de faibles poids moleculaires telf qCS 
decnts et prepares dans le brevet US 5,993,789 (faisant partie int6grante du content ?de 
la demande de brevet) et choisis des diesters ou des polyester? d'acide naphtefenl 
dicarboxylique choisis parmi "c^nuaiene 
(i) les diesters de formule (II) suivante : 




R <° 2 C-t fi t~C0 2 R 4 
45 (ii) les diesters ou les polyesters de formule (III) suivante : 



HO 



Re-0 2 C 




R 5 -OH 



(III) 
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(in) les diesters ou les polyesters bloques par un alcool de formule (IV) suivante : 



R 4 0 2 C 




CO, 



R 5 0 2 C 




CO. 



*4 



Jk 



(IV) 
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(iv) leurs melanges ; 

"tes'SuJfR:. identiques ou differents, designent un radical alkyle en C-C*. lineaire 

tesraSx R 5 et Re. identiques ou differents, designent un radical alkylene, lineaire ou 

TeU so n nf dfs nombres de 1 a 100., de preference de 1 a 10 et plus preferentiellement 
de 2 a 7. 

„ oc Hi^iprs et Dolvesters d'acide naphtalene dicarboxylique de formule (II). (III). 
ouTv) on uSa £ pre^Senili dieste* et les polyesters de I'acide 2.6-naphta^ne 
SrirbUSque e^ t plus particulierement les polyesters repondant a la formule (IV 
Sntde la reaction de I'acide 2.6-naphtalene dicarboxylique et du ^Wteneglycol 
2 blWies par le 2-butyloctanol ainsl que les polyesters repondant a la formule (IV) 
SsuSt dela reaction de I'acide 2.6-naphtalene dicarboxylique. du tnpropyleneglycol et 
du diethyleneglycol et bloques par le 2-ethylhexanol . 

D . loic Htasters et Dolvesters d'acide naphtalene dicarboxylique de formule (II). (Ill), ou 
^J^SSV^V^Mai citera en particulier les produits vendus sous la 
^oS^^^SSlLBRVTE TQ parla societe CP. HALL et notamment le 
2,6-diethylhexyle naphtalate. 

Les composes naphtaleniques conformes a I'invention sont generalement presents dans 
tes coToositions selon I'invention a une concentration totale compnse entre 0.1 et 20 % 
en STenv?ron. et de preference entre 0,5 et 10 % en poids envron. par rapport au 
poids total de la composition. 

Les filtres UV du type derive d'hydroxyphenylbenzotriazole conformes a la presente 
^nUoTpeuvent etrl silicles c'est a dire comporter dans leur structure un ou plusieurs 
atomes de sillcium ou blen hydrocarbones. 

Parmi les derives silicies d'hydroxyphenylbenzotriazole, on citera en particulier ceux 
repondant a la formule (V) suivante : 




<*)» 

— D 



(V) 



40 



dans laquelle : 

- D desiqne un radical divalent -L-W- 

-Y identiques ou differents. sont choisis parmi les rad«caux alkyles en C,-C w . les 
haTogieT^ alkoxy en C-Co, des groupes sulfoniques. etant entendu que. 
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dans ce dernier cas, deux Y, adjacents d'un m§me noyau aromatique peuvent former 
ensemble un groupement alWfidfene dioxy dans lequel le groupe alkylidene contient de 1 
a 2 atomes de carbone ; sou* reserve que les radicaux Y soient differents d'un arouD© 
sulfonique quand D est different d'hydrog§ne ; 
• n vaut 1 , 2 ou 3 ; 

- L est un radical divalent de formule (VI) suivante : 

(X) a «{CH 3 ) p -CH-CH a - (VI) 

2 



dans faquelle 



- X reprdsente O ou NH, 

- 2 repr6sente I'hydrogdne ou un radical alkyle en d-C 4l 

• n est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclusrvement, 
•mestOoul, 

• p represente un nombre entier compris entre 1 et 10, inclusivement. 



15 - W est un radical de formule (1), (2) ou (3) suivante 



R 

i 

•si- 

i 

R 



i 

•Si« 

I 

R 



-Si- 



L 



T 



(D 



20 



bu 



ou 



•Si* 



(2) 



• SWh (3) 

dans fesquefles : 

^ ,' Rt id .® ntic ^ ues ou d'fferents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en C-C™ 
phSnyfe et trifluoro^3,3,3 propyle, au moins 80% en nombre des radicaux R <§tant 
m<§thyJe, 

25 - E , identiques ou differents, sont choisis parmi les radicaux R et le radical V de 

formule suivante : 



<FR__2B012l3AU-> 
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dans laquelle Y. n et L on! tea m6m« ^"^^S^^fS un nombre entier 

^ssrfs SKSKin- 0 ru „ des .*» B «*. 

V ; ^ A i ^ r inrlusivement, et t est un nombre entier 

Poor ,es corapos* da tarn*. » «-J*TU35 'S3? S^ES**^ 
et choiste notammenl au sain das radical" "^^leVhexJle. n-heptyle. n-octyle. 

Para,, tes .'KS^^^^' 22 
SCKtrjSSS 'enserabte, das caracredsttdues 

5U p a 22 akvle et encore plus preferentiellement est raflhyle. 
I S 3 2$ e! Score p'lus p^nWtemen. est , „ 5 inolush , cme n.. 

ou alcoxy en Ci-C 4 , 
- Z est hydrogfcne ou methyle, 
1 m=0, ou [m=1 et X=0] 
-pest6gald1. 

^ i /\n Hnnnee ci-dessus, I'accrochage du chaTnon -(XV 

bast: trss 2».S£S£is ~ - — «^« 

aramaUques da I hydraxyphenylbenzotriazole : 

o 




~ Q « nation 3 4 5 (noyau aromatique portant la 
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preferentlellernent en position, 3, 4 ou 5. Dans une forme pref6r6e de realisation de 
Pinvention, I'accrochage se fait jen position 3. 

De meme, I'accrochage du motif substituant Y peut se faire dans toutes les autres 
positions disponiblejs au sein du benzotriazole. Toutefois, de preference, cet accrochage 
se fait en position 3, 4, 4\ 5 et/ou 6. Dans une forme pr6f6r6e de realisation de 
llnvention, I'accrochage se fait en position 5. 



10" 



Une famille de composes convenant particulferement £ I'invention est celle d6finie par la 
formule generate suivante : 



avec 



i 3 

CH ,-Si-O- 
3 i 

CH, 



CH 3 

Si-O 

CH, 



CH, 
Si - O 



r 




CH, 

-Si-CH, 
CH 3 



OH G 

CH 3 

0 £ r < 15 , de preference 

1 < s £ 5 , de preference 



(V) 



0<r<10 
1 £s<3 



15 et ou G repr6sente le radical divalent : 



chJ- 

3 



OU 



— CH 5 



-CH— CH 2 — 
CH, 



Dans une forme particulierement pr6f6r6e de realisation de Tinvention, on utilisera la 
20 silicone benzotriazole r6pondant a la formule generate (V) dans laquelle : 

CH, 



CH, 
CH, - Si - O- 
CH 3 



CH 3 

• Si - O 
I 

CH 2 



Si-CH, 
CH, 



H,C— CH 
3 / 



CH, 




plus connue sous le nom CTFA « Drometrizole Trisiloxane » et vendue par RHODIA 
CHIMIE sous le nom SILATRIZOLE. 



25 Ces derives silici6s d'hydroxybenzotriazole de formule (V) sont connus en soi et sont 
notamment decrits dans les brevets EP-B-0392 883 et EP-B-660 701 . 
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Parmi les derives hydrocarbones d'hydroxyphenylbenzotrlazo.e conformes a Invention, 
on^eut citer les composes repondant a la formule su,vante (4) . 




. a o * dlM radicaux T, identiques ou differents, sont choisis 
dans laquelle a vaut 1. 2 ou 3 e « radioux des groupes sulfoniques, 

parmi les parmi les ^^^J^^^ZS demie'r cas. deux T, 
les radicaux a,k ^ n n ^ C u 1 %^ Q l J n ^nt former ensemble un groupement 
SS£ C SSLSSSi contient de1a2 atomes de carbone. 

Parmi les composes de formule (4) utHisables selon Invention, on peut citer par 
exemple : 

'TV^i^^^^nis^Sfe^Mazc.le (a = 2 e. les deux 
ogees' «JT et <*CH*CHrCHJ M que to produi, vendu seus le norn 
CIBAFAST par la soeiete CIBA GEIGY. 

SyW^SMPA integrate du contenu de .a descnpfon) : 



(5) 




30 



par un phenyle. 
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HO 




N A/C(CH 3 ) 2 CH 2 CH, 



Ml 



C(CH 3 ),CHXH 3 




C(CH 3 ) 2 




C(CH 3 ) 2 




10 



HO \ M CH J. 



OW3 



3^3 



C(CH 3 ) 3 



15 



20 




HO v,C(CH 3 ) 2 CH 2 CH 3 
C(CH^CH^CH, 

687 521. US 5 687 KM. US P?S73e^U?K£ , .£ ^ ? a ". S les b * evete US 5 
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Parmi les filtres UV organiques hydrocarbon6s deriv6s d'hydroxybenzotriazole conformes 
a I'invention, on peut citer les d6riv6s de methylene bis-(hydroxyph§nyl benzotriazole) de 
structure suivante : 




dans laquelle les radicaux T 8 et T 9 , identiques ou differents, d6signent un radical alkyle 
en &rC 18 pouvant dtre substitu6 par un ou plusieurs radicaux choisis parmi alkyle en 
C r C 4 , cycloalkyle en C s -C 12 ou un reste aryle. Ces composes sont connus en soi et 
decrits dans les demandes US 5237071, US 5166355, GB-A-2303549, DE 19726184 et 
EP-A-8931 1 9 (faisant partie integrante de la description). 

Dans la formule (6) d^finie ci-dessus : les groupes alkyle en d-C ia peuvent etre Iin6aires 
ou ramifies et sont par exemple m6thyle, 6thyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, 
tert-butyle, tert-octyle, n-amyle, n-hexyle, n-heptyle, n-octyle. iso-octyle, n-nonyle, n- 
decyle, n-undecyle, n-dodecyle, t6tradecyle, hexydecyle, ou octad6cyle ; les groupes 
cycloalkyle en C5-C12 sont par exemple cyclopentyle, cyclohexyle, cyclooctyle ; les 
groupes aryle sont par exemple ph6nyle, benzyle. 

Parmi les composes de formule (6), on pr6fere plus particuliferement ceux de structure 
suivante : 
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compost (a) 



compost (b) 




OH 


OH 










CH 3 


'cH 3 



compost (c) 



10 



15 



20 



Le compost (a) de nomenclature 2,2 , -m6thyl6ne-bis-[6-(2H-benzotriazo!-2^ylH-(1 1 3 3- 
tetramethyIbutyl)ph6nof] est vendu sous le nom MIXXIM BB/100 par le sociite 
FAIRMOUNT CHEMICAL. W M ■ 

Le compose (c) de nomenclature 2,2 f -m6thylene-bis-[6-(2H-benzotria2ol.2-yl)-4- 
(methyl)ph6nol] est vendu sous le nom MIXXIM BB/200 par le societe FAIRMOUNT 
CHEMICAL . 

Selon une forme particuliere de i'invention, les deriv6s d'hydroxyphenylbenzotriazole 
peuvent se presenter sous une forme particulate et §tre insolubles ou substantiellement 
insolubles dans les solvants usuels cosmetiques (eau, alcools, corps gras, etc). 

Par compos6s insolubles ou substantiellement insolubles, on entend, au sens de la 
pr6sente invention, des compos6s insolubles dans les milieux cosm6tiques g6n6ralement 
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est inferieure a 1% en poids. 
et plus particulierement de 0,05 a 1,0 Mm- 

L as dedves <w>-s ss^t^XSTf^ 

par on procedS de broyage dun dftw* tensio-actif appropne permeltant 
cosm6tiques. 

broyeur a tige. 

polymerisation de I'unite (C 6 Hi 0 O s ) et vane de 1.4 a 1.6. 

S Sdt?S' oSuS^S^SSflS en general a una concentration da 
ffitS" preferan«e»emen, de 5 a 40 %• potda par rapport au 

^derive d'hydraxyphenylbenzotriazole dans sa forme mtcronteae. 

^seTn4 P ?1 et 20 % en poids environ, et de preference entre 0.5 et 10 % en po.ds 
environ, par rapport au poids total de la composition. 

Les compositions cosmetiques antisolaires selon ^^.^^ e ^^ 
contenir un ou plusieurs filtres organiques complementa.res act.fs d ans I UVA et/ou 1 1 ^UVB^ 

STL. coW^ 

cinnarniques; les^ derives ^Jtenzogt^n^ es demandes de brevet 

S?K^e£wi£ Eptl7104 EpItoIS. EP796851. EP775698. EP878469 et 
EP mSf " * l^teteTbenzophtoone ; les derives de p.p'^nylacrylate. les 
derives de beSmfd^le ; les derives bis-benzoazoiyle tels que decnts dans les brevets 
£t> ff iwoSS Tt Ts 2 463 264- les derives de I'acide p-aminobenzoique ; les polymeres 
^SS^m^^^^ notammenrdans ,a demande WO-93/04665. 

Comme exemp.es de nitres solaires complementers actife dans CUV-A et/ou I'UV-B. on 
55 peut citer : 
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Pacide p-aminobenzoTque, 
le p-aminobenzoate oxy£thyl6n6 (25mol), 
le p-dim§thylaminobenzoate de 2-6thylhexyle, 
le p-aminobenzoate d'ethyle N-oxypropyl6n6 
le p-aminobenzoate de glycerol, 
le salicylate d'homomenthyle, 
le salicylate de 2-6thylhexyle, 
le salicylate de triethanolamine. 
le salicylate de 4-isopropylbenzyle, 
le 4-ter-butyf-4'-m6thoxy<libenzoy| , methane > 
le 4-isopropyl-d«benzoylm6thane, 
le 4-methoxy cinnamate de 2-ethylhexyle, 
le diisopropyl cinnamate de methyfe, 
le 4-m6thoxy cinnamate d'isoamyle, 
15 le 4-methoxy cinnamate de diethanolamine, 
Tanthranilate de menthyle, 
le 2-6thylhexyl-2-cyano-3,3'-diph6nylacrylate 
Tethyl^-cyano-S.y-dfph^nylacrylate, 
I'acide 2-ph6nyl benzimidazole 5-sulfonique et sessels 
20 |e3-(4'-trimethylammon^ 

le 2-hydroxy-4-methoxybenzoph6none i 
le 2-hydroxy-4-methoxybenzoph§none-5-sulfonate, 
le 2,4-dihydroxybenzoph6none ( 
le 2 i 2 , ,4,4 , -t6trahydroxybenzoph6none, 
25 le 2,2'-dihydroxy-4 l 4'dim6thoxybenzoph6none, 
le 2-hydroxy-4-n-octoxybenzoph6none f 
le 2-hydroxy-4-m6thoxy-4 , -m6thylbenzoph6none 

^ f a - ( ^^ ses sels solubles 

™ . f it' S[ i f°) benz y ,ld6 n-boman-2-one et ses sels solubles. 
30 le 3-(4 m^thylbenzylidene^d.l-camphre. 
le 3-benzylid6ne-d,!-camphre, 

I'acide et ses sels so/ubles. 

! a of '^I tn ir [ P^ 2 '^ ft y' h exyl-1^xy(^rbonyl)anflino]-1 .3.5-triazine 

.3,5- 

Les compositions selon Invention peuvent egalement contenir des aqents de bronco 



45 



50 



55 



iE, < S2S , "2 )nS cosm ! tl{ ' ues se,on invention peuvent encore contenir des pigments ou 
bien encore des nanopigments (taille moyenne des particules prtmalres^ene^m«£J 

ou non comme par exemple des nanopigments d'oxyde de titane (amorSwM^cSSSS 

SSfJS! "ST 6t/ ? 1 nataS6) ' de fer « de 2inc ' ^ zirconium o. fcteS 'ou" S5E2 
des agents photoprotecteurs UV bien connus en soi. Des agents denrobaoe cS Ln2 
sont par a.«eurs ralumlne et/ou le stearate d'aluminium. De teh na52SJtetf£3S 
SESS^^ - decs d^KS^ffS 
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Les compositions de l'invention;peuvent comprendre en outre des adjuvants cosmetiques 
classiqueV notamment choisis 1 parmi les corps gras. les solvants organ.ques. les 
epaississants. les adoucissants, les opacifiants, les stabilisants, les emollients, les agents 
anti-mousse, les agents hydratants. les parfums. les conservateurs. les polymeres les 
5 charges, les sequestrants, les propulseurs. les agents alcal.nisants ou acidifiants ou tout 
autre ingredient habituellement utilise en cosmetique, en particular pour la fabrication de 
compositions antisolaires sous forme d'emulsions. 

- Les corps gras peuvent etre constitues par une huile ou une cire ou leurs melanges, et ils 
10 comprennent egalement les acides gras. les alcools gras et les esters d'acides gras. Les 
huiles peuvent etre choisies parmi les huiles animales. vegetales, morales ou de 
synthese et notamment parmi I'huile de vaseline. I'huile de paraffine les huiles de 
silicone volatiles ou non. les isoparaffines. les polyotefines. les huiles fluorees et 
perfluorees. De meme. les cires peuvent etre choisies parmi les cires animales. fossiles. 
15 vegetales, minerales ou de synthese connues en soi. 

Parmi les solvants organiques. on peut citer les alcools et polyols inferieurs. 

Bien entendu, I'homme de I'art veillera a choisir ce ou ces eyentuels composes 
20 complementaires et/ou leurs quantites de maniere telle que les propnetes avantageuses, 
en particulier la remanence a I'eau. la stability attachees intrinsequement aux emulsions 
conformes a Invention ne soient pas. ou substantiellement pas. alterees par la ou les 
adjonctions envisagees. 

25 Les compositions de ('invention peuvent etre preparees selon les techniques bien 
connues de I'homme de fart, en particulier celles destinees a la preparation d emulsions 
de type huile-dans-eau ou eau-dans-huile. 

Ces compositions peuvent se presenter en particulier sous forme d'emulsion, simple ou 
30 complexe (H/E. E/H. H/E/H ou E/H/E) telle qu'une creme. un lait. un gel ou un gel creme. 
de poudre. de batonnet solide et eventuellement §tre conditionnee en aerosol et se 
presenter sous forme de mousse ou de spray. 

Lorsqu'il s'agit d'une emulsion, la phase aqueuse de celle-ci peut comprendre une 
35 dispersion vesiculate non ionique preparee selon des precedes connus (Bangham. 
Standish and Watkins. J. Mol. Biol. 13. 238 (1965). FR2315991 et FR2416008). 

La composition cosmetique de I'invention peut etre utilisee comme composition protectrice 
de I'epiderme humain ou des cheveux contre les rayons ultraviolets, comme composition 
40 antisolaire ou comme produit de maquillage. 

Lorsque la composition cosmetique selon (Invention est utilisee pour la protection de 
repiderme humain contre les rayons UV, ou comme composition antisolaire. elle peut se 
presenter sous forme d'une dispersion vesiculate non ionique, d'une emulsion, en 
45 particulier d'une emulsion de type huile-dans-eau, d une creme. d'un lait, d'un gel d'un 
gel creme. d'une suspension, d'une dispersion, d'une poudre. d'un batonnet solide. d une 
mousse ou d'un spray. 



50 



Lorsque la composition cosmetique selon 1'invention est utilisee pour la protection des 
cheveux contre les rayons UV, elle peut se presenter sous forme de shampooing, de 
lotion de gel. d'emulsion, de dispersion vesiculate non ionique et constituer par exemple 
une composition a rincer, a appliquer avant ou apres shampooing, avant ou apres 
coloration ou decoloration, avant, pendant ou apres permanente ou defnsage. une lotion 
ou un gel coiffants ou traitants. une lotion ou un gel pour le brushing ou la mise en plis. 



16 



2801213 



une composition de permanente ou de defrisage, de coloration ou decoloration des 
cheveux. 

Lorsque la composition est utilis6e comme produit de maquillage des cils, des sourcils ou 
5 de la peau, tel que cr6me de traitement de repiderme, fond de feint, baton de rouge d 

levres, fard £ paupferes, fard a joues, mascara ou Hgneur encore appeie °eye liner", elle 
^ peut se presenter sous forme solide ou pateuse, anhydre ou aqueuse, comme des 
1 ' ' Emulsions huile dans eau ou eau dans huile, des dispersions vesiculates non ioniques ou 

encore des suspensions. 

10 

A titre indicatif, pour les formulations antisolaires conformes £ finvention qui presentent un 
support de type emulsion huile-dans-eau, la phase aqueuse (comprenant notamment les 
filtres hydrophifes) represente g6neralement de 50 £ 95% en poids, de preference de 70 d 
90% en poids, par rapport £ Pensemble de la formulation, la phase huileuse (comprenant 
15 notamment les filtres lipophiles) de 5 & 50% en poids, de preference de 10 d 30% en 
poids, par rapport £ Pensemble de la formulation, et le ou les (co)emulsionnant(s) de 0,5 d 
20% en poids, de preference de 2 d 10% en poids, par rapport d Pensemble de la 
formulation. 

20 Un exemple concret, mais nullement limitatif, illustrant Pinvention, va malntenant etre 
donn6. 
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COMPOSITION j 


% 
en 
poids 


Melange mono /distearate de glycerol / stearate de polyethylene 
qlycol (100 OE) (ARLACEL 165 FL - ICI) 


2 


Alcool stearylique 

(LANETTE 18 - HENKEL) . 


1 


ACtu6 SteanqUa Q nulla U« poiuia 

fSTEARINE TP - STEARINERIE DUBOIS) 


2.5 


poly dimethyisuoxane 

mow CORNING 200 FLUID - DOW CORNING) 


0.5 


Benzoate d'alcoois en oiz/u 10 

(WITCONOL TN -WtTCO) 

Triathanolamine _^ ^ — ^ — — 


20 

0.5 
5 


Methylene bis-ftetramethvlbutyl hydroxyDhenyi oenzotnazole) 

Glycerine _^ — - — 

Phosphate d'aicooi nexaaecyiiquB.swi uo pousooium 

(AMPHISOL K - HOFFMAN LAnucnc; . 


5 
1 


Acide polyacrylique 

fSYNTHALENK -3V) . 


0.3 


Hydroxypropyl methyl cellulose 

(METHOCEL F4M -DOW CHEMICAL) 


0.1 


Butyl methoxydibenzoyl methane 

^P a rsol17a9 ; GlVAUDAN) ,, 


2 


2.6-diethylhexyl naphtalate vendu sous la denomination HALLbKl 1 1 
TQ par la societe CP HALL — ^ 


4 


■iDrometrizole Trisiloxane (SILATRIZOLE — RMODIA CHIMIE) 


3 


Triethanolamine _ 


qs pH 7 


Conservateurs 

Eau deminSraiisee dsp _ 


qs 
100 g 
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REVEMDICATIONS 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



1. Composition cosm6tique ou dermatologique, en particulier antisolaire, caract6ris6e par 
le Fait qu'elles comprend, dans un support cosm&iquement acceptable : 

(a) au moins un compos6 naphtatenique ayant une 6nergie de niveau excite triplet allant 
de 56 kcal/mol d 61kcal/mol et 

(b) au moins un systeme photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au 
moins un filtre UV organique du type d6riv6 d'hydroxyph6nylbenzotriazole. 

2. Composition selon la revendication 1, ou le ou les compos6s naphtalfeniques sont 
choisis parmi les composes comprenant au moins un motif r6pondant £ la structure 
suivante : 

O 
II 

(C A)— 




(I) 



(B) 

y 

dans laquelle : 

A, identiques ou differents, d6signent un atome d* hydrog6ne, un groupe OR^ ; un groupe 
NR2R3 ou un cation M 

x est un nombre de 1 a 8 ; 

y est un nombre de 6 £ 7 avec x+y < 8 ; 

B, identiques ou diflferents, d6signent hydrog&ne, OR t ; un groupe NR 2 R 3 ou un groupe 
-(C=0)Ri ; 

Ri. R2. R3. identiques ou differents. d6signent hydrogfene ; un alkyle en C1-C30, linSaire ou 
ramifie acyclique ou cydique, 6ventuellement interrompu par un ou plusieurs 
h6t6roatomes et eventuellement substitu6 par un ou plusieurs groupements B differents 
d'hydrog^ne; un alc6nyle en C2-C30. Iin6aire ou ramifte acyclique ou cyclique, 
Eventuellement interrompu par un ou plusieurs het6roatomes (tels que O, S, N) et 
6ventuellement substitu6 par un ou plusieurs groupements B differents d'hydrog6ne ; un 
groupement aryle, aralkyle ou alkylaryle en Co-Cm . dventuellement substitu6 par un ou 
plusieurs groupements B differents d'hydrogdne ; un hetdrocycfe en C3-C12 , 
Eventuellement substitud par un ou plusieurs groupements B differents d'hydrogdne ; uri 
halogdne (tel que fluor, brome ou chlore) ; un groupe nitrile ; un groupe amino un 
groupe nitro ;un groupe cyano ; un groupe SO3H ou S0 3 M ; un groupement comportant 
au moins un atome de silicium ; 

M repr6sente un cation de metal alcalin, de m6tal alcalino-terreux, un groupe ammonium 
ou un reste d'arnine ou d'alcanolamine quatemis6e. 

3. Composition selon fa revendication 1 ou 2, oti le ou les d6riv6s d'acide naphtalene 
mono- ou poly-carboxylique sont choisis dans le groupe constitu6 par : 

(1) les naphtaktehydes ; 

(2) les naphtones 

(3) les acides naphtalene mono- ou polycarboxyliques et leurs sels ; 

(4) les mono- ou polyesters d'acide naphtalene mono- ou polycarboxylique et leurs sels ; 

(5) les mono- ou polyamides d'acide naphtatene mono- ou polycarboxylique et leurs 
sels . 
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4. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 3, ou !e ou les composes 
choisis pantJ eS ^ dieS r rs OU des P°'y esters d ' acide naphtalene dicarboxylique 
0) les diesters do formule (II) sulvante : 



(II) 




10 
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R 4 0 2 C-f || f-CO z R 4 
(ii) les diesters ou les polyesters de formule (III) sulvante : 



HO 



FV0 2 C 




R 5 -OH 



(III) 



(lii) les diesters ou les polyesters bloques par un reste d'alcool de formule (IV) sulvante : 



R 4 0 2 C 




R 5 0 2 C 




«4 



(IV) 



(iv) leurs melanges ; 
dans lesquelles : 

ou e imifi i | aUX FU ' Wentlques ou d, ' ffer ents. designent un radical alkyle en C-C^, lineaire 
ra^ififSc.-Cef '' denHqUeS OU diff ^ents. designent un radical alkylene, lineaire ou 
- k et I sont des nombres de 1 a 100. 

5. Composition selon la revendication 4, ou le ou les composes naDhtalAnim.o* 

SEl&S 10 ou (IV) sont des diesters ou des i+ZE ^StSSSSA 

le 5 °° 16 "~ ique d * f ^ ("). est 

L227S!f ZLiS " 'f revend | caeon 4 ou 5. ou le ou les composes naphtaleniques de 
h° - sont , ch °'s Is Panml les polyesters de I'acide 2.6-naphtalene dlcarboSe el 

SnE^ y H" e9 i yC °'r b '° q ^ S Par le 2 -b"tyloctanol ou les polyesters de f3e 2 6 
l^lhexanol y >q ^' ^P^"^^ 01 et du dlethyleneglycol bloques par le 2- 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 7. ou le ou les comooses 
naphtalemques sont presents dans les compositions selon Invention a une SnSaHon 

Lo?d^nZn Se Gntre °'V* 20 °t en poids environ ' et de Preference entre JTS To % en 
poids environ, par rapport au poids total de la composition. en 

J.'.Sir^f* 0 ^^^" '' une ^'conque des revendications 1a8,oii le ou les filtres UV 
du type denve d'hydroxyphenylbenzotriazole sont silicies ou bien hydrocarbon^ 
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10 



15 



20 



10. Composition selon ia revendication 9, ou le ou ies filtres UV silicas 
LSte^ P h6ny,ben20triazo,e ' 80,11 choisls P*™ ceux rSpondant d la formule (V) 



OH 



^ r Jj, 



(V) 



dans (aquelle : 

- D d6signe un radical divalent -L-W- 

- Y, identiques ou differents, sont choisis parmi Ies radicaux alkyfes en Ci-C in Ies 
halogSnes. Ies radicaux afkoxy en CrCo. des groupes sulfoniques, etant entendu que 
dans ce dernier cas. deux Y adjacents d'un m§me noyau aromatique peuvent fomtr 
ensemble un groupement alkylldSne dioxy dans lequel le groupe alkylktene contleniSS 1 
a 2 atomes de carbone ; sous r6serve que Ies radicaux Y soient differents d'un qrouoe 
sulfonique quand D est different d'hydrogdne ; ■ » « un groupe 

- n vaut 1 , 2 ou 3 ; 

- L est un radical divalent de formule (VI) suivante : 

(X) D - (CH a ) p -CH-CH a - (VI) 

z 

dans laquelle : 

- X repr^sente O ou NH, 

- Z repr6sente I'hydrog^ne ou un radical alkyle en C^C 4t 

- n est un nombre entier compris entre 0 et 3 inclusivement 
-mestOou 1, 

- p reprSsente un nombre entier compris entre 1 et 10, inclusivement. 
- W est un radical de formule (1), (2) ou (3) suivante : 



! 

Si 

I 




R 

« 

-Sic 



T 



(D 



25 OU 




(2) 



<Fft 2801213A1 J_> 



21 



2801213 



(3) 



1 -Si(R) 3 
dans lesquelles : 

- R, identiques ou differents, sont choisis parmi les radicaux alkyles en d-C 10 . 
phenyle et trifluoro-3,3,3 propyle, au moins 80% en nombre des radicaux R 6tant 
methyle, 

- E , identiques ou differents, sont choisis parmi les radicaux R et le radical V de 
formule suivante : 




<Y>, 



10 dans laqueile Y, n et L ont les m§mes significations indiqu6es ci-dessus ; 

- r est un nombre entier compris entre 0 et 50 inclusivement, et s est un nombre entier 
compris entre 1 et 20 inclusivement, et si s=0 au moins Tun des deux radicaux B designe 
V; 

- u est un nombre entier compris entre 1 et 6 Inclusivement, et t est un nombre entier 
15 compris entre 0 et 10 inclusivement, etant entendu que t + u est 6gal ou sup6rieur a 3. 

11. Composition selon la revendication 10, selon laqueile le ou les filtres UV de formule 
(V) sont des polyorganosiloxanes lineaires et W repond a la formule (1). 

20 12. Composition selon la revendication 11, selon laqueile le ou les filtres UV de formule 
(V) sont des polyorganosiloxanes lineaires statistiques ou blocs presentant au moins 
Tune des caracteristiques suivantes : . 

- R est alkyle 

- E est alkyle et encore plus pr6ferentiellement est methyle, 

25 - r est compris entre 0 et 15 inclusivement ; s est compris entre 1 et 5 inclusivement, 

- n est non nul, et de preference 6gal a 1, et Y est alors choisi parmi methyle, ter-butyle 
ou alcoxy en d-C 4i 

- Z est hydrogfene ou methyle, 

- m=0, ou [m=1 et X=0] 
30 - p est 6gal a 1. 

13. Composition selon la revendication 12. selon laqueile le ou les filtres UV de formule 
(V) sont des polyorganosiloxanes lineaires statistiques ou blocs presentant I'ensemble 
des caracteristiques 6nonc6es dans la revendication 12. 

35 

14. Composition selon la revendication 12 ou 13, selon laqueile le ou les filtres UV de 
formule (V) sont des polyorganosiloxanes Iin6aires statistiques ou blocs pr6sentant au 
moins Tune des caracteristiques suivantes : 

- R est m6thyle, 
40 - E est m6thyle, 

- r est compris entre 0 et 15 inclusivement ; s est compris entre 1 et 5 inclusivement, 

- n est 6gal a 1, et Y est alors choisi parmi methyle, ter.-butyle ou alcoxy en C r C 4i 

- Z est hydrogdne ou methyle, 

- m=0, ou [m=1 et X=OJ 
45 - p est 6gal a 1. 
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15. Composition selon la revendication 14, selon laquelle le ou les filtres UV de formule 
(V) sont des polyorganosiloxanes IIn6aires statistiques ou blocs pr6sentant I'ensemble 
des caracteristiques 6nonc6es dans la revendication 14. 



16. Composition selon Tune quelconque des revendications 10 a 15, selon laquelle pour 
les composes de formule (V), I'accrochage du chainon ^X) m -(CH2)p-CH(Z)-CH2- sur le 
* . motif hydroxyphenylbenzotriazole se fait en position 3, 4, 5 ou 4' . 

10 17. Composition selon la revendication 16, selon laquelle pour les composes de formule 
(V), I'accrochage du chainon KXMC H 2)p-CH(Z)-CH2- sur le motif hydroxyphenyl- 
benzotriazole se fait en position 3, 4 ou 5. 

18. Composition selon la revendication 17, selon laquelle pour les composes de formule 
15 (V), I'accrochage du chaTnon -(XMCH 2 )p-CH(Z)-CH r sur le motif hydroxyphenyl- 
benzotriazole se fait en position 3. 

19. Composition selon Pune quelconque des revendications 10 d 18, selon laquelle pour 
les composes de formule (V), I'accrochage du motif substituant Y se fait en position 3, 4, 

20 4\ 5 et/ou 6 et de preference en position 5. 

20. Composition selon Tune quelconque des revendications 10 a 19, le compose de 
formule (V) a comme structure : 



5 



CH, CH 




CH.-Si-O Si-0 



i » 



CH 3 CH 3 



CH 3 



(V) 



r 



s 




25 



CH 3 

avec 0s r< 15 , de preference 0£r<10 
1 < s < 5 , de preference 1 ^353 



et G represente Tun des radicaux divalents suivants : 



30 




OU 



— CH, — CH — CH,— 
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21. Composition selon la revendication 20, ou le compos6 de formule (V) a comme 
structure est le compos6 de structure : 

CH 3 CH 3 CH 3 




CH 3 



5 22 " 9? nf !P osition se,on ' une q ue,conc Iue des revendications 13 9, selon laquelle le ou 
les derives hydrocarbon§s d'hydroxyph6nylbenzotriazole sont choisis parmi compos6s 
r6pondant £ la formule suivante (4) : 




dans laquelle a vaut 1, 2 ou 3 et les radicaux T, t identiques ou diffgrents, sont choisis 
10 parmi les parmi les radicaux alkyles en d-da. les halog6nes, des groupes sulfoniques 
les radicaux alkoxy en d-Cia. , etant entendu que, dans ce dernier cas. deux Ti 
adjacents d'un m§me noyau aromatique peuvent former ensemble un groupement 
alkyfatene dioxy dans lequel le groupe alkylidfcne contient de 1 3 2 atomes de carbone. 

15 23. Composition selon la revendication 22, ou les composes de formule (4) sont choisis 
parmi : 

- le 2-(2'-hydroxy.5'^6thylph6nyl)benzotriazole ; 

- le 2-(2'-hydroxy.3 , *uty|.5 , -m6thylph6nyl)benzotriazole ; 

- le 2-(2'-hydroxy-5M-octylph6nyl)benzotriazole ; 

20 - le 2^(2 -hydroxy-S'-sec-butyl-S'-benzdnesulfonateJbenzotriazole. 

24. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, selon laquelle le ou les 
d6riv6s hydrocarbon^ d'hydroxyph6nylbenzotriazole sont choisis parmi ceux de formule 
suivante (5) : 
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dans laquelle T 5 designe un atome d'hydrogSne ou un radical aJkyle en ' T 6 et T 7 

identiques ou differents, d6signent un radical alkyle en d-C 18 6ventuellementsubstitu6 
par un phenyle. 

5 25. Composition selon la revendication 24, ou les composes de formule (5) sont chofsis 
parmi les composes suivants : 
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I HO C(CH 3 ) 3 

n y, — \ 




C(CH 3 ) 3 




HO C(CH 3 ) 2 CH 2 CH 3 
CfCHjJjCHjCHj 



26. composition seton run. qudconque des ^^^S"^ 

9(n-C 8 H 17 ) 




SSLe I bfe-(hydroxyphenyl benzotriazole) de structure su.vante : 



(6) 




OH 


OH 
















C1-C4. cycloalkyle en C5-C12 ou un reste aryle. 
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compose (a) 



compose (b) 




compose (c) 



'* sSSSSHSSSSwssSM 

20 -S^^ 
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33. Composition selon la revehdication 32, od les derives d'hydroxyphenylbenzotriazole 
sont sous forme de particules de taille moyenne ailant de 0,05 a 1,0 pm. 

5. 34. Composition selon Tune quelconque des revendications 29 £ 33, ou les derives 
d'hydroxyphenylbenzotriazole sous forme micronisee sont susceptibles d'etre obtenus 
par un procede de broyage d'un derive d'hydroxyphenylbenzotriazole sous forme de 
particules de taille grossiere en presence d'un tensio-actif . 

io 35. Composition selon la revendication 34, ou le tensio-actif est choisi parmi les 
alkylpolyglucosides de structure CnH^i O(C6H 10 O 5 )zH dans laquelle n est un entier de 8 
£ 16 et z est le degr6 moyen de polymerisation de I'unite (C 6 Hi 0 O 5 ) et varie de 1,4 £ 1,6. 

36. Composition selon Pune quelconque des revendications 34 et 35, caracteris6e par le 
15 fait que le tensio-actif est utilise £ une concentration ailant de 1 a 50% en poids par 

rapport au derive d'hydroxyph6nyl benzotriazole dans sa forme micronis6e. 

37. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 £ 36, caract£ris6e par le 
fait que le ou les filtres du type derive d'hydroxyphenylbenzotriazole sont presents dans 

20 une concentration ailant de 0,1 d 20 % en poids environ, et de preference entre 0,5 a 10 
% en poids environ, par rapport au poids total de la composition. 

38. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 & 37, caracteris6e par le 
fait que ledit support cosmetiquement acceptable se pr6sente sous la forme d'une 

25 6mulsion de type huile-dans-eau. 

39. Composition selon la revendication 38, caracteris6e par le fait qu'elle comprend en 
outre un ou plusieurs filtres organiques complementaires actifs dans PUV-A et/ou UV-B. 

30 40. Composition selon la revendication 39, caracteris6e par !e fait que iesdits filtres 
organiques complementaires sont choisis parmi les derives cinnamiques ; les derives de 
dibenzoylmethane ; les derives salicyliques, les derives du camphre ; les derives de 
triazine ; les derives de la benzophenone ; les d6riv6s de p,p'-diphenylacry!ate , les 
derives de benzimidazole ; les derives bis-benzoazolyle ; les derives de Pacide p- 

35 aminobenzoTque ; les polymeres filtres et silicones . 

41. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 & 40, caracteris6e par le 
fait qu'elle comprend en outre, d titre d'agents photoprotecteurs UV compl6mentaires, 
des pigments ou des nanopigments d'oxydes metalliques, enrobes ou non. 

40 

42. Composition selon la revendication 41, caracterisde par le fait que Iesdits pigments 
ou nanopigments sont choisis parmi les oxydes de titane, de zinc, de fer, de zirconium, 
de c6rium et leurs melanges, enrobes ou non. 

45 43. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 d 42, caracteris6e par le 
fait qu'elle comprend en outre au moins un agent de bronzage et/ou de brunissage 
artificiel de la peau. 

44. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 £ 43, caract6ris6e par le 
50 fait qu'elle comprend en outre au molns un adjuvant choisi parmi les corps gras, les 
solvants organiques, les epaississants, les adoucissants, les opacifiants, les stabilisants, 
les emollients, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les parfums, les 
conservateurs, les polymferes, les charges, les s6questrants, les propulseurs, les agents 
alcalinisants ou acidifiants. 
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45. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 £ 44, caract6ris6e par le 
fait qu'il s'agit d'une composition protectrice de r§ptderme humain ou d'une composition 
antisolaire et qu'elle se pr6sente sous forme d'une dispersion v6siculaire non ionique, 
d'une 6mulston, en particulier d'une 6mulsion de type huile-dans-eau, d'une crfeme, d'un 
5 lait, d'un gel, d'un gel cr6me, d'une suspension, d'une dispersion, d'une poudre. d'un 
bStonnet solide, d'une mousse ou d'un spray. 

* 46. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 44. , caract6ris6e par le 
fait qu'il s'agit d'une composition de maquillage des cils, des sourcils ou de la peau et 
10 qu'elle se pr6sente sous forme solide ou pSteuse, anhydre ou aqueuse, d'une Emulsion, 
d'une suspension ou d'une dispersion. 

47. Composition selon i'une quelconque des revendications 1 d 44, caracterisSe par le 
fait qu'il s'agit d'une composition destin6e d la protection des cheveux contre les rayons 

15 ultraviolets et qu'elle se pr6sente sous la forme d'un shampooing, d'une lotion, d'un gel, 
d'une Emulsion, d'une dispersion v6slcutaire non ionique. 

48. Utilisation de la composition dgfinie selon I'une quelconque des revendications 1 d 47 
pour la fabrication de compositions cosm&iques pour la protection de la peau et/ou des 

20 cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire. 

49. Utilisation d'un compost naphtatenique ayant une 6nergie de niveau excit6 triplet 
allant de 56 kcal/mol d 61kcal/mol tel que d6fini dans I'une quelconque des 
revendications 15 7 dans la preparation d'une composition cosm£tique ou 

25 dermatologique photoprotectrice comprenant au moins un filtre UV organique du type 
d6riv6 d'hydroxyph6nylbenzotriazo!e tel que d6fini dans les revendications 1, 9 £ 36, 
dans le but d'augmenter son niveau de protection vis d vis des effets induits par les 
radiations UV-A . 
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